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PORTARIA 140/2020 - POA/IFSULDEMINAS
15 de janeiro de 2020 

A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA        
DO SUL DE MINAS GERAIS – CAMPUS POUSO ALEGRE        , usando da competência que lhe foi delegada pela
Portaria nº 1.304 de 10 de Agosto de 2018, publicada no DOU em 15 de Agosto de 2018, RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores relacionados abaixo para, sob a presidência da primeira, constituírem
a Comissão Permanente de Processo Seletivo (COPESE) do IFSULDEMINAS – Campus Pouso Alegre:

Pres idente  Michelle Rose Araújo Santos

Membros

Maria Elizabeti da Silva Bernardo

Luciene Ferreira de Castro

Tonia Amanda Paz dos Santos

Lucas Martins Rabelo

Anderson Claiton dos Reis

Gilmar Rodrigo Muniz

Paulo César Xavier Duarte

Gissele Bonafé Costa de Abreu

Mayara Lybia da Silva Muniz

Brenda Tarcísio da Silva

Marcelo Carvalho Bottazzini

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com efeitos retroativos a partir de 01 de janeiro de 2020 e tem
validade até 15 de abril de 2021. 

(Assinado eletronicamente)

Mariana Felicetti  Rezende

Diretora-geral  do IFSULDEMINAS - Campus  Pouso Alegre 
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